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Abstract (en)
The device (9) has a separating element (90) formed in a hollow-cylindrical shape and made of metal. The separating element has separating
bodies that are movable relative to each other in a direction of a longitudinal axis (10a) of a separating area (10). The separating bodies are formed
by compression springs that are arranged next to each other. The separating bodies are hooked into each other and held by upper and lower
retaining rings that are arranged concentrically within the separating element. The rings and the bodies are made of rust-proof steel.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Abscheideeinrichtung (9) fur Partikel im Rauchgas einer Feuerungsanlage, insbesondere fir einen Elektrofilter (4), mit
einem im Wesentlichen aus Metall bestehenden, vorzugsweise eine im Wesentlichen hohlzylindrische Form ausbildenden Abscheideelement
(90). Um hohe Abscheideraten zu erreichen und eine einfache Reinigung des Abscheidebereiches (10) zu ermdglichen, ist vorgesehen, dass das
Abscheideelement (90) zumindest eine erste Gruppe (98) von relativ zueinander beweglichen Abscheidekérpern (97) aufweist.
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